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Introdugdo Ob jetivo

= A TADR (Associagdo Internacional de Pesquisas Odontoldgicas),
fundada em 1920 na cidade de Nova York (EUA), é uma
organizagdo sem fins lucrativos com mais de 10.500 membros em = Objetivou-se descrever os aspectos institucionais
2°d°°'|““"d°2219r“p°5 cientificos. O el ] conceitos ENADE 2004 e CAPES, das pesquisas

® Com pelo menos uma reunido por ano, a 2 O WEIS HIEIACE brasileiras apresentadas no ano de 2007 em Nova
evento para a comunidade cientifica odontolégica, no qual i o ) X
participam pesquisadores de todo o mundo, e é um excelente Orleans (EQA), durante a 55 reunido anual mundial
férum para apresentagdo de cursos e frabalhos de interesse aos da International Association for Dental Research
pesquisadores. (IADR).

= Se organiza em Divisdes e SegBes. Assim, SBPqO é a divisdo
brasileira da TADR.

Metodologia Metodologia

= Foi empregada uma abordagem indutiva com procedimento
comparatlvo-estausuco e técnica dq_e documentacdo indireta, por @ unvEree dEsse esiel el Farnecs por 252 trabalhos.
meio de base de dados dos sites H o X

e . necessarios para obtencao Desse total, 153 (60,7%) foram selecionados para a

dos resumos e conceitos ENADE 2004 e CAPES, andlise por sorteio, compondo uma amostra definida por
respectivamente. cdlculo amostral.
Cada trabalho teve analisada sua instituicao de origem (I10) quanto A andlise dos dados empregou estatistica descritiva por
a localizagdo, nome, carater publico ou privado e nimero de meio de grdficos.
instituicbes envolvidas, bem como nimero de autores, referéncia
ao comité de ética, premiacdo, parceria, fomento e te
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Resultados Resultados

Localizagdo das IOs quanto ao estado no Brasil Nomes das institui¢des brasileiras mais freqiientes

MA - 1,69% B USP

= UNESP
UNICAMP
UFRJ
UPF

= UNITAU
UERJ

RN - 0,56%
. > PE-1,12%

> BA - 0,56%
MG - 3,38% = UnB
—0,56%
ES - 0,56% Uniesul
TS RJ-7,34%

PR-6,21% 3 £ = UEPG
SP-66,10% UNG

RS - 8,47% SC-1,12%

Resultados Resultados

Nidmero de institui¢des envolvidas no trabalho
Cardter piblico ou privado das IOs
Localizagdo das IOs
quanto & regido no (10UHRE 33
Brasil 80% +° o
3,95% 2,83%
60% 1~ Privadas

Uit Publicas 30%

77,4% 40%

‘ 20%
0% 4 20%

0% ’ 10%

Resultados Resultados

Ndmero de Autores Envolvidos na Pesquisa

Referéncia ao Comité de Etica Premiagdo

0,65%
|

15% 1 ) 5 ‘ uSim
Néo
10% 98,7%
99,35%

ujio
Acima de 10




Resultados

Principais Parcerias

ﬁﬁm -1,26%

Resultados

Principais Temas

Implantodentia
Periodontia

®m Cariologia
Microbiclogia e
imunologia

Protese

™ Materiais dentarios
30% 40%

Resultados

Distribuicdo dos programas de mestrado das IOs
segundo conceito CAPES

93

100%

80%

60%

40%

20%

Resultados

Fomento

Resultados
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CAPES
uFAPESP
NIDER
CNPq
u FAPERJ

Distribuicdo das IOs segundo conceito obtido no ENADE 2004

Resultados

Distribui¢do dos programas de doutorado das IOs

segundo conceito CAPES
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Conclusdo

= Conclui-se que na pesquisa odontoldgica
publicada na TADR ocorreu predominio de
instituicbes publicas de SP, bem como dos
cursos com melhores conceitos no ENADE
2004 e CAPES. Também, pode-se dizer que
houve pouca variabilidade de parceiros e de
tema, enquanto descobriu-se escassez de
premiacdo, fomento e referéncia ao comité




